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(57)  Sáng chế đề cập đến vòng làm kín có lớp vật liệu kim loại dùng trong hàn vảy cứng 
trên một bề mặt của vật liệu nền chứa KOVAR và lớp mạ kim loại trên bề mặt khác, đảm 
bảo rằng vòng làm kín có thể ngăn ngừa việc tạo vết trên bề mặt của lớp mạ kim loại và có 
thể đạt được tính kín khí rất tốt cho khối đựng thành phần điện tử. Sáng chế đã đạt được 
mục đích nêu trên nhờ vòng làm kín mà là vòng làm kín hình khuyên có lớp niken ở trên 
bề mặt thứ nhất của vật liệu nền chứa KOVAR (hợp kim sắt-niken-coban) và lớp vật liệu 
kim loại dùng trong hàn vảy cứng ở trên bề mặt thứ hai đối diện với bề mặt thứ nhất, trong 
đó độ dày của lớp niken nằm trong khoảng từ 0,1 đến 20μm. Sáng chế cũng đề cập đến 
khối đựng thành phần điện tử sử dụng vòng làm kín đã nêu, thiết bị điện tử, và phương 
pháp sản xuất các loại này.
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